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INTRODUGAO

Os nanomateriais tendem a ser reativos e, em alguns casos, podem ter potencial de danificar o DNA, seja diretamente ou
indiretamente, atraves da inducao de estresse oxidativo. O niquel € um metal de transicao e € o quinto elemento mais abundante
no mundo, logo, as nanoparticulas de oxido de niquel possuem uma vasta aplicabilidade, como por exemplo, no uso de
catalisadores quimicos, sensores, filmes eletrocromicos, dispositivos de armazenamento de energia, eletrodos de baterias, tintas de
impressao, aditivo de combustivel e sensores de materiais magnéticos.

OBIJETIVOS

O objetivo deste trabalho foi avaliar a genotoxicidade de nanoparticulas (NP) de oxido de niquel (NiO) em células derivadas de
pulmao de hamster Chinés, V79.

MATERIAIS E METODOS
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Figura 1: Danos no DNA apds exposicao (4h) das células V79 as diferentes concentracoes REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
(15 — 500 pg/mL) de NP de NiO. CN- Controle Negativo. CP — Controle Positivo (EMS 0,5
mM). One-way ANOVA e teste post-hoc de Dunnett. ***P < 0,001. COLLINS, Andrew; EL YAMANI, Naouale; DUSINSKA, Maria. Sensitive detection of DNA oxidation
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